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Abstract (en)
[origin: WO8101299A1] Process and device for the suppression of magnetic disturbances in series of igneous electrolysis cells, for the production
of aluminum, arranged transversally with respect to the axis of the series, operating with currents ranging from 200000 to 300000 amperes. It
comprises the removal of the cathode current by a plurality of conductor elements (20) sealed in the cathode block and coming out vertically through
the bottom of the vat, and the tapping off from 30 to 54% of the total cathode current in the connection conductor (8) arranged, at least on one
portion of their path, outside the two vertical planes passing by the extremities of the anode system.

Abstract (fr)
Procede et dispositif pour la suppression des perturbations magnetiques dans les series de cuves d'electrolyse ignee, pour la production
d'aluminium, disposees en travers par rapport a I'axe de la serie, fonctionnant sous des intensites allant de 200.000 a 300.000 Amperes. Elle
consiste a extraire le courant cathodique par une pluralite d'elements conducteurs (20) scelles dans les blocs cathodiques et sortant verticalement
par le fond du caisson, et a deriver de 30 a 54% du courant cathodique total dans des conducteurs de liaison (8) disposes, sur au moins une partie
de leur trajet, a I'exterieur des deux plans verticaux passant par les extremites du systeme anodique.
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